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Konjugierte Diene’ sowie Aromaten’ wurden bereits der reduzierenden 
Silylierung unterworfen; an den aliphatischen Systemen wird eine 1,4, an den aromatischen 
Systemen eine 1,2- wie such eine 1 &Addition beobachtet. 

Wir iibertrugen dieses Syntheseprinxip erstis auf ein konjugiertes, nicht- 
aromatisches Trien. So erhielten wir bei der Umsetzung von 1,3,5Hexatrien (I) mit 
Dimethyl- bzw, Diphenyldichlorsilan in Gegenwart von Magnesium und katalylischen 
Mengen Kupfer(I)-chlorid in Tetrahydrofiuan (THF) die bisher unseres W&ens noch 
nicht bescbriebenen 1 ,l-Dimethyl-2-vinyl-l-sila-3-cyclopenten (II) und l,l-Diphenyl-2- 
vinyl-l-sila-Lzyclopenten (III) nach folgendem Schema: 

11) (II) R= CH3 

(III) R= C& 

Auf Grund der SW der Hauptprodukte II und III miissed wir den cis- 

orientierenden .Radikal-Anion-MechaCsmchanismus Err die Silylierung des Triens in 1 J-Stellung 
verantwortlich machen4.. 

Die (tro& der denkbaren 1 &Addition und der Polymerisation des Trieirsselbst) .; 
grosse Selektivitat die& Umsetzung Ehren ti auf die relativ milden Re@ctionsbedingungen 
(Erhitzen unter RiickfhrsS m THP) zuriick; die oben e+hnte reduzierende Silyherung 
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.von Dienen tid unter ungleich drastischeren Bediugungen (Erhitzen unter Riickfluss in 
Hexamethylph&phorsZuretria&d) durchgefiihrt. 

Die Remg der Verbindungen II und III erfolgte destillativ. wobei II bei 
51°/34 mm in 4%proz. Ausbeute und III bei 1 10°/0.04 mm iu 6lproz. Ausbeute gas 
chromatogcaphisch rein anfielen. 

Die Strukturbeweise wurden NMR-spektroskopisch, masenspektrometrisch 
(m/e 138 und m/e 262) sowie elementaranalytisch erbracht. (F.iir II Gef.: C, 69.38; 
H, 10.09; Si, 20.34%.C~H14Si ber.: C, 69.48; H. 10.20; Si, 20.31%. Fiir III Gef.: C. 82.22; 
H, 6.82; Si, 10.55%.C,eH1&i ber.: C, 82.38; H, 6.91; Si, 10.7055.) 
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